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차세대 반도체 분석방법 세계최초 개발

산업자원부 기술표준원은 1㎚(1㎚는 10억분의 1ｍ로 대략 머리카락의 10만분의 1 두께)의 정확도를 갖는 반

도체용 박막의 비파괴 분석방법을 세계 최초로 개발해 국제표준화기구(ISO)에 신규표준으로 제안했다고 8월18

일 발표했다.

기술표준원은 5월 이태리에서 개최된 국제표준화총회에서 발표를 완료했으며, 전자현미경 종주국인 일본과 

유럽국가에서 적극적 관심을 보여 규격안의 제출을 요청받았다고 밝혔다.

기술표준원은 차세대 반도체 분석기술 개발에 따라 선진국들이 표준의 선점으로 합법적인 기술장벽을 만들

어 자국시장을 보호하는 현실에서 반도체 분야의 국제표준을 실질적으로 이끌어나갈 수 있는 계기를 마련했다

고 강조했다.
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